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Figura 1.1: Parte del G20 en el PIB, el gasto en investigacion, los investigadores, las publicaciones y las patentes a escala mundial,

2014y 2018 o anos mas proximos (%)

Nota: En el caso de las publicaciones cientificas,

la suma de los porcentajes individuales de los

miembros del G20 es superior al porcentajetotal ~ ocococoooos
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del G20 como grupo, ya que las publicaciones -

con coautores de mas de un miembro del G20 se Argentina

incluyen en cada uno de los paises en cuestion,

pero solo se contabilizan una vez en el total del

G20.
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Fuente: Instituto de Estadistica de la UNESCO,
agosto de 2020; para el PIB (ddlares
estadounidenses en PPA constantes de 2017):
Indicadores del desarrollo mundial del Banco
Mundial, agosto de 2020; para las publicaciones:
Scopus (Elsevier), excepto Artes, Humanidades
y Ciencias Sociales, tratamiento de datos por
Science-Metrix; para las patentes IP5: PATSTAT,
tratamiento de datos por Science-Metrix.
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Parte del total mundial de investigadores, 2014 [l Parte del total mundial de publicaciones, 2015

. Parte del total mundial de investigadores, 2018
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Parte del total mundial de patentes IP5, 2015

. Parte del total mundial de publicaciones, 2019 . Parte del total mundial de patentes IP5, 2019



